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更 正 二

作者对 ２００８年 １６卷第 ３期 ｐ２９０－２９４一文的更正：

［１］式（２）中从左到右 ３个 Ｔｂ依次改为 Ｔ
－ｂ
α，１、Ｔ

－ｂ
α，２和 Ｔ

－ｂ
α，３；

［２］式（３）和式（４）中所有 ｂ改为 －ｂ；

［３］式（６）中 Ｈ０，ｉ后加上 Ｔ
ｂ
α，ｉ，Ｈ０，ｊ后加上 Ｔ

ｂ
α，ｊ；式（７）中分子项中括号后加上 Ｔ

ｂ
α，ｉ，分母项中括号后加上 Ｔ

ｂ
α，ｊ；

［４］式（２０）中 Ｔ＝Ｔ０＋βｔ置等号上方；

［５］式（１４）公式尾部加上“＝ｎ（ｎ－１）”。
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